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Nazwa przedmiotu
Aparatura procesowa [S1TOZ1>AP]

Przedmiot

Kierunek studiow Rok/Semestr

Technologie obiegu zamknietego 2/3

Studia w zakresie (specjalnosc) Profil studiow

- ogolnoakademicki

Poziom studiow Jezyk oferowanego przedmiotu
pierwszego stopnia polski

Forma studiow Wymagalnosc¢

stacjonarne obligatoryjny

Liczba godzin

Wyktad Laboratorium Inne (np. online)
30 0 0

Cwiczenia Projekty/seminaria

0 0

Liczba punktéw ECTS

3,00

Koordynatorzy Wyktadowcy

dr inz. Piotr Wesotowski
piotr.wesolowski@put.poznan.pl

Wymagania wstepne

Wiedza: Student posiada podstawowg wiedze z zakresu: matematyki, fizyki, chemii oraz technologii
informacyjnych i grafiki inzynierskiej, zdobytg na zajeciach w semestrach 1 i 2 na kierunku Technologie
Obiegu Zamknietego, umozliwiajgcg zrozumienie zasad projektowania aparatury procesowej oraz budowy
dokumentacji technicznej. Umiejetnosci: Student potrafi zdobywac i uzupetnia¢ wiadomosci dotyczgce
budowy i dziatania aparatury procesowej z podrecznikdw akademickich, opracowan naukowych i sieci
internetowej. Posiada umiejetno$¢ samoksztatcenia, potrafi pracowa¢ indywidualnie i w zespole. Umie
sporzadzac rysunki techniczne aparatéw i ich czesci oraz zna podstawowe zasady budowy dokumentacji
technicznej. Kompetencije spoteczne: Student rozumie koniecznos¢ nieustannego podnoszenia swoich
umiejetnosci oraz potrzebe wzbogacania zdobywanej w toku studiéw wiedzy. Posiada swiadomos¢é
odpowiedzialnosci ponoszonej za zadania realizowane zespotowo.

Cel przedmiotu
Uzyskanie wiedzy z zakresu znajomosci aparatury stosowanej podczas realizacji réznych procesow

jednostkowych prowadzonych w przemysle chemicznym i innych przemystach pokrewnych.

Przedmiotowe efekty uczenia sie



Wiedza:

1. student posiadt wiedze o surowcach, produktach i procesach stosowanych w technologiach obiegu
zamknietego (k_w10).

2. student ma podstawowg wiedze o cyklu zycia produktdéw, urzgdzen i instalacji stosowanych

w technologiach obiegu zamknietego (k_w12).

3. student zna metody i zasady graficznego zapisu konstrukcji (k_w19).

4. student zna nazewnictwo, budowe oraz zasade dziatania elementow konstrukcyjnych maszyn

i urzadzen mechanicznych (k_w20).

Umiejetnosci:

1. student potrafi planowac i organizowac prace indywidualng oraz w zespole (k_u08).

2. student dobiera metody kontroli przebiegu procesow i oceny jako$ci surowcéw, produktow

i odpadow (k_u10).

3. student umie czytac¢ i wykonywac rysunki techniczne oraz schematy technologiczne (k_u18).

Kompetencje spoteczne:

1. student wykazuje samodzielno$¢ i inwencje w pracy indywidualnej, jak i efektywnie wspotdziata

w zespole, petnigc w nim rézne role; obiektywnie ocenia efekty pracy wtasnej i cztonkdéw zespotu
(k_k02).

2. student ma swiadomos¢ negatywnego wptywu dziatalnosci cztowieka na stan Srodowiska i czynnie
przeciwdziata jego degradac;ji (k_k10).

Metody weryfikacji efektéw uczenia si¢ i kryteria oceny
Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposob:

Biezgca kontrola aktywnosci.
Egzamin pisemny.

Tresci programowe
Dokumentacja techniczna projektowanej aparatury procesowe;j.

Tematyka zaje¢

Wyktad prowadzony réwnolegle z zajeciami projektowymi ukierunkowany na nabycie umiejetnosci
wykonywania dokumentacji technicznej projektowanej aparatury procesowej. Studenci majg mozliwosé
wyboru alternatywnego projektu.

Podczas wykfadu dokonywany jest szeroki przeglad réznorodnych rozwigzan konstrukcyjnych aparatury
umozliwiajgcej realizacje procesow wymiany: pedu, ciepta i masy w technologiach obiegu zamknietego.

Metody dydaktyczne

1. Udziat w wyktadzie.
2. Udziat w konsultacjach.
3. Egzamin pisemny.
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Bilans naktadu pracy przecietnego studenta



Godzin ECTS
taczny naktad pracy 75 3,00
Zajecia wymagajgce bezposredniego kontaktu z nauczycielem 38 1,50
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajec 37 1,50

laboratoryjnych/éwiczen, przygotowanie do kolokwidow/egzaminu,
wykonanie projektu)




